
企業展示配置図
場所：大会議室ダリア
日時：12/3(火)10：00～18：00、12/4(水)9：00～16：00

ブース番号 出展者名 ブース番号 出展者名
E01 株式会社ディスコ E28 株式会社新興製作所
E02 アルバック九州株式会社 E29 株式会社SICC JAPAN
E03 株式会社オーエステック E30 丸⽂株式会社
E04 巴⼯業株式会社 E31 ユニテンプジャパン株式会社
E05 神津精機株式会社 E32 株式会社アポロウエーブ
E06 ⽇本シノプシス合同会社 E33 ⼤陽⽇酸株式会社
E07 株式会社アイテス E34 株式会社リガク
E08 ⼤塚電⼦株式会社 E35 レーザーテック株式会社
E09 株式会社ノベルクリスタルテクノロジー E36,E37 株式会社⽇⽴ハイテクノロジーズ
E10 株式会社 ⽇本技術センター E38 伯東株式会社
E11 東機通商株式会社 E39 ⽇本エクシード株式会社
E12 TNSシステムズ合同会社 E40 株式会社ニデック

E13 広島⼤学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
微細加⼯⽀援室 E41 株式会社⽇産アーク

E14 Epiworld International Co., LTD E42 株式会社イオンテクノセンター
E15 アミリアジャパン合同会社 E43 株式会社⽇⽴パワーソリューションズ
E16 エア・ウォーター株式会社 E44 セラミックフォーラム株式会社

E17 キーサイト・テクノロジー株式会社 E45 株式会社ニューメタルスエンドケミカルスコーポレー
ション

E18 株式会社シルバコ・ジャパン E46 株式会社ニューフレアテクノロジー
E19 光洋サーモシステム株式会社 E47 巴⼯業株式会社

E20,E21 タカノ株式会社 E48 東京エレクトロン株式会社
E22,E23 株式会社東レリサーチセンター E49 STR Japan 株式会社
E24,E25 深セン基本半導体有限公司 E50 ナノメトリクス・ジャパン株式会社

E26 住友重機械⼯業株式会社 E51 ケニックス株式会社
E27 東洋炭素株式会社 E52 株式会社第⼀機電

E53 株式会社 住化分析センター


